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NANOCENTRUM V UFCH J. HEYROVSKEHO USPESNE PREVADI VYSLEDKY
ZAKLADNIHO VYZKUMU DO PRAXE, CIMZ NAPLNUJE SVUJ CIL

Nanocentrum Ustavu fyzikélni chemie J. Heyrovského AV CR, v.v.i. (UFCH JH) se ve stfedu 2. fjjna 2013
ucastni tiskové konference, na které spolecnost Advanced Materials-JTJ s.r.o., subjekt spolupracujici v
Nanocentru, seznamuje jeji dcastniky s vysledky sveého vyzkumu a vyvoje za uplynuly rok. Konference se
uskutecéni v budové UFCH JH v Praze 8, Dolejskova ulice 2155/3.

V prostorach Nanocentra, vybudovaného v rdmci operaéniho programu Praha-konkurenceschopnost v letech
2008-2010 z dotace ESF ve vysi 31,2 mil K&, naslo vedle aplikaéné zaméFfeného vyzkumu tymd z UFCH JH
utocisté i nékolik firem plsobicich na trhu nanotechnologii. V sou¢asnosti v prostorach centra pracuje predevsim
spole¢nost Advanced Materials-JTJ s.r.0., s tymy UFCH JH potom spoleéné projekty a granty fesi také dal3i
subjekty, napf. Vyzkumny Ustav anorganické chemie a.s. v Usti nad Labem, Eurosupport Manufacturing Czechia
s.r.o., TU Liberec aj. Cil projektu Nanocentrum "vybudovat pracovisté, na kterém se sejde zakladni vyzkum
s aplikaénim a jejich spoluprace zajisti pfenos vysledk( zakladniho vyzkumu do praxe" se dafi jiz tfetim rokem
napliiovat.

V soucasnosti v prostorach a s technikou nanocentra védci a odbornici fesi nékolik vyznamnych tuzemskych i
zahraniénich projektl v oborech katalyzy, elektrodovych procesu a fotokatalyzy, napf:

o Nové materidly a technologie pro konzervaci materiali pamatkovych objektd a preventivni paméatkovou
péci (DF11P010VV012, poskytovatel: MK CR);

e Vyvoj procesu pro likvidaci oxidi dusiku pro primyslové aplikace se zviasté narocnymi
podminkami(TA01021377, poskytovatel: TA CR);

e Uhlikové nanostruktury pro senzorové aplikace (TA03010037, poskytovatel: TA CR);
e Katalytické oxidace alkent (TA03011148, poskytovatel: TA CR);

e Vyzkum pro vyrobu multifunkéniho fotoaktivniho nanokompozitu k vyuziti ve stavebnictvi a natérovych
hmotach (TA03010994, poskytovatel: TA CR);

e Vyuziti fotoaktivnich nanopovrchd k feseni aktualnich problémd ¢isténi vzduchu a vody (TA03020948,
poskytovatel: TA CR);

e Vyzkum a vyvoj katalyzatoru na bazi oxidu zirkonicitého a jeho aplikace pro izomeraci C5 a C6
uhlovodikové frakce (FR-TI3/316, poskytovatel: MPO CR);

e Fourth generation photocatalysts: nano-engineered composites for water decontamination in low-cost
paintable photoreactors (309636, akcronym 4G-PHOTOCAT, poskytovatel EU)

e Sensitizer Activated Nanostructured Solar Cells (246124, akronym SANS, poskytovatel: EU);

¢ Innovative Catalytic Technologies & Materials for Next Gas to Liquid Processes (229183, akronym
NEXT-GTL, poskytovatel: EU).

 Nova kategorie zeoliti s pentasilovou strukturou: Katalytické procesy na zeolitech s fizenou distribuci
hliniku ve skeletu (P106/11/0624 , poskytovatel: GA CR);

e Pouziti PFG NMR, stochastické rekonstrukce a molekulami simulace pro stanoveni transportné-
strukturnich vlastnosti pokrogilych poréznich materiall (P204/11/1206, poskytovatel: GA CR);

Kontakt: Ing. Kvéta Stejskalové, CSc., manaZerka pro publicitu Nanocentra. aey ~48 dvanced
Tel.: 266 053 265, 266 052 011; mob.: 604896480; E‘ M e
’ aterials

e-mail: kvetoslava.stejskalova@jh-inst.cas.cz. ®



mailto:kvetoslava.stejskalova@jh-inst.cas.cz�

CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIALU A NANOTECHNOLOGIi
o UFCH JH AV CR, v.v.i
DOLEJSKOVA 2155/3, 182 23 PRAHA 8

IC: 61388955

TELEFON: 28658 3014, 26605 2011; FAX: 28658 2307
www.jh-inst.cas.cz/nanocentrum

e-mail: director@jh-inst.cas.cz

CENTRUM

z
>
=
(=]

Vyzkumné prace v Nanocentru jsou pravidelné medializovany Siroké vefejnosti prostfednictvim ¢lankd,
rozhovor(, pofadu v televizi a tiskovych konferenci. Jeho €innost je rovnéz prezentovana studentiim stfednich a
vysokych Skol, jakoZ i Zakim $kol z&kladnich, prostfednictvim vzdélavacich a popularizaénich programu, které
ustav celoroéné pofada: napf. Letni Skola "STUDENT 757", chemicke workshopy "Chemie neni nuda", program
navstév SS s titulem "Seznamujeme se s védou - dnes na téma nanotechnologie” & individuélni celorogni staze
a praxe talentovanych SS studentt v tymech dstavu. Vice informaci - viz harmonogram Zkus védu u nas 2013 s

adresou http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/detail.php?p=30.

O Nanocentru

Nanocentrum se nachazi v 18 zrekonstruovanych mistnostech s celkovou plochou 368 m? v 6. patfe budovy
UFCH J. Heyrovského AV CR, v.v.i. v Praze 8. Prostory laboratofi a pracoven Nanocentra jsou vybaveny
unikatni pfistrojovou technikou (vice nez 15 pfistroju), kterd umozni vyvijet nanomaterialy a nanotechnologie pro
katalytické, fotokatalytické a elektrodové procesy, charakterizovat strukturu pfipravenych materialli a jejich
funkce. Vedenim Nanocentra ve fazi udrZitelnosti (2011-2015) byl povéfen Ing. Jifi Rathousky, CSc. Vice
informaci o Nanocentru naleznete ve webové aplikaci s adresou http://www.jh-inst.cas.cz/nanocentrum nebo
kontaktuijte Ing. Jifiho Rathouského, CSc., T: 26605 3945; e-mail: jiri.rathousky@jh-inst.cas.cz.

0 UFCH J. Heyrovského AV CR, v.v.i.

Ustav byl zfizen k 1. 3. 1972 pod nazvem Ustav fyzikalni chemie a elektrochemie J. Heyrovskeho CSAV. Vznikl
sloucenim Polarografického Ustavu a Ustavu fyzikalni chemie CSAV. Sou€asny nazev Ustavu byl pfijat k 1. 8.
1993. Od 1. ledna 2007 se Ustav stal vefejnou vyzkumnou instituci ve smyslu zakona ¢&. 341/2005 Sb.

Predmétem ¢innosti UFCH JH je v prvé Fadé badatelsky vyzkum ve fyzikalni chemii véetné elektrochemie,
v analytické chemii a v chemické fyzice, uskuteCfiovany teoretickymi (vypoCetnimi) a experimentalnimi
metodami. Ustav déle napomahé uplatiiovani vysledk( svého badatelského vyzkumu v praxi. Vyznamné se téZ
ve spolupraci s vysokymi Skolami podili na vyuce a vzdélavani vysokoSkolskych studentli a doktorandd.
O vysledcich svého badani pravidelné informuje Sirokou vefejnost prostiednictvim médii a celé fady
popularizaénich a vzdélavacich aktivit cilenych i na zajemce z fad 7aki ZS a SS.

UFCH JH je se svymi témé&F 200 zaméstnanci (s celkovym poétem jednotkovych Gvazkd 155), pfisemz vice nez
75 procent jsou vysokoSkolsky vzdélani védecti a odborni pracovnici, jednim ze 6 Ustav(i chemické sekce
II. védni oblasti o 7ivé pfirodé a chemickych védach AV CR (www.cas.cz). Vice informaci o v&dé a vyzkumu
v UFCH JH naleznete na strance s adresou http:/www.jh-inst.cas.cz.

O Advanced Materials-JTJ s.r.o.

Advanced Materials-JTJ s.r.o. vznikla roku 2003 a svym zaméfenim na inovace, vyvoj a vyrobu nanomateriald a
jejich vyuziti byla jednou z prvnich nanotechnologickych firem v této republice. Hlavni smér a specializace
AMJTJ jsou technologie vyroby nanoCastic oxidu titaniCitého a jeho fotokatalytické aplikace pro Cisténi
a dekontaminaci vody a vzduchu. AMJTJ zahdjila vyrobu a globalni marketing nové generace fotokatalytickych
produktd registrovanych pod znackou FN®, vyvinula a patentovala technologii mimoradné ekonomické vyroby
nanocastic TiO, a rozSifila vyuziti nanoéastic ve specialni konstrukci lithiovych akumulatori HE3DA®.

Vice informaci ziskate na http://www.advancedmaterialsl.com nebo kontaktujte Ing. Jana Prochazku, Ph.D.,
mob.: +420 774 735 163; e-mail: jan.prochazka@advancedmaterialsl.com.
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